
檔　　號：

保存年限：

裝

訂

線

第1頁，共1頁

國立交通大學　函

地址：30010 新竹市大學路1001號

聯 絡 人：胡鈺明

聯絡電話：03-5712121#71117

電子郵件：yuminghu@mail.nctu.edu.tw

受文者：開南大學

發文日期：中華民國107年3月26日

發文字號：交大產聯字第1071003372號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(10710033720-0-0.PNG)

主旨：本校國際產學聯盟總中心於今（107）年4月11日舉辦「半

導體的未來與創新－GLORIA-Semicon產學研國際趨勢大師

講座」，敬邀各界踴躍參加交流，請查照轉知。

說明：

一、旨揭活動係由科技部指導辦理，透過半導體界重量級人士

的觀點，分享產業未來創新趨勢與商機，並與新一代創業

家及產官學研人士進行面對面會談，期以多方交流討論激

發產業創新火花。

二、活動時間：107年4月11日(星期三) 13:30-17:00

三、活動地點：新竹國賓大飯店10F國際B廳（新竹市中華路二

段188號）

四、檢附活動宣傳EDM，活動報名請逕至 https://www.accupa

ss.com/go/GLORIAct

正本：公私立大專校院、財團法人工業技術研究院、財團法人國家實驗研究院、財團法

人台灣經濟研究院、財團法人資訊工業策進會

副本：本校國際產學聯盟總中心 2018-03-26
14:44:44

本案依分層負責規定授權單位主管代為決行


